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摘要(译)

本发明实施例公开了一种与传统方法截然不同的液晶显示器处理方法。
该方法包括：使用光波照射空液晶面板中的薄膜场效应晶体管TFT；和/
或，使用光波照射灌注有液晶的液晶面板中的TFT及液晶。可以看出，
本发明实施例使用了光波照射的方式取代传统的降低离子污染的方式，
光波照射可以优化TFT的充放电特性，使TFT电极间不易积累内在电场，
也就不易导致LCD显示屏在长时间显示静止画面后切换到另一画面时出
现残影现象，达到了解决图像残影问题的目的。
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